特別講演会のお知らせ
大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センターでは、地域産業技術プラットフォーム（OIT-P）事業の一環として、下記の講演会を学内・学外に公開して実施いたします。皆様の聴講を歓迎いたしますのでお気軽にご参加ください。なお、工学研究科学際科目「材料・デバイス開発実務特論」の履修者は必ず聴講してください。
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１．日　時　　2020年1月14日（火曜日）
　　　　　　　11：00～12：40
２．場　所　　大阪工業大学大宮学舎
321教室（3号館2階）
３．講　師　　岡本　昭夫　博士（本学 客員教授）
元：（独）大阪産業技術研究所 電子・機械システム研究部 部長
現：（株）岡野製作所　技術アドバイザー
４．演　題　　真空技術の概要とスパッタリング成膜
－機能性薄膜材料の開発－

５．その他　　学外の方は12月20日までに下記連絡先へお申し込み下さい。参加費は無料です。
材料・デバイス開発実務特論の受講生は、講演要旨に簡単な感想を添えてA4用紙3枚に纏め、1月21日の「工学分野成果報告会」の時に提出してください。成績評価の対象となります。
６．連絡先　　工学部 電子情報システム工学科　
矢野満明　mitsuaki.yano@oit.ac.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
